Conservatoria do Registo Civil/Predial/Comercial Sesimbra

Largo D. Nuno Alvares Pereira
Tel.: 212288470 Fax.: 212288479
Email: registos.sesimbra@irn.mj.pt

Relativamente & certiddo requisitada sob o n® 401/2023

CERTIFICO

Que o presente documento esta conforme o original do registo n® 30 do ano de 2023 da
Conservatoria do Registo Civil/Predial/Comercial Sesimbra. Substitui a certiddo de copia integral
Assento de Nascimento para Outros fins.
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Conservatoéria do Registo Civil/Predial/Comercial Sesimbra

Assento de Nascimento n.° 30 do ano de 2023

Registando
Nome proprio  Kayla Kieza ***
Apelidos: Campos Chama ***
Sexo: Feminino ***
Hora e 'data d? 10 horas e 35 minutos , do dia 27 de junho de 2022 ***
nascimento:

Naturalidade:

Filho de

freguesia de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas ***
concelho de Almada ***

Nome:

Idade:

Estado:
Naturalidade:
Residéncia habitual:

E de

Silas Adilson Campos Chama ***

38 anos **x*

Casado(a) ***

Huambo, Republica Popular de Angola ***

Rua Antdnio Sardinha, 10, 1° C, Venteira, Amadora ***

Nome:

Idade:

Estado:
Naturalidade:
Residéncia habitual:

Tatiana Paulo Campos ***

24 anos **x*

Casado(a) ***

Luanda, Republica de Angola ***

Rua Antonio Sardinha, 10, 1° C, Venteira, Amadora ***

Avés:

José Chama e Francelina Campos Chama ***
Francisco Manuel Campos e Fernanda Miguel Paulo ***

Declarante(s):

Mengdes especiais:

Testemunha(s):
Data do assento:

Silas Adilson Campos Chama, ***
Tatiana Paulo Campos. ***
Os pais sdo de nacionalidade Angolana. ***

Silas Adilson Campos Chama e Tatiana Paulo Campos, ambos representados

por Dr2 Ana Cipriano, **¥*
Declaracédo prestada perante oficial puiblico. ***
* Kk

14 de margo de 2023 ***

O/ A Oficial de registos, Maria Manuela Ramada Crespo Chagas Rosa Amigo , Por competéncia propria

Processo n.© 278/ 2023




